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Pierwszenstwo:

- Przediozony wynalazek dotyczy wymienione-
g0 sposobu w urzgdzeniach chiodniczych, absorb-
cyjnyeh, c¢hiodzonych powietrzem, pracujgeych
‘z gazem pomocniczym, w ktérych roztwoér
czynnika chiodniczego w wodzle plynie pod
wplywem ' wlasnego ciezaru przez - pochlaniacz
" (absorber) wykonywany w tym celu w posta-
ci wezownicy i utrzymuje w naczyniu absorb-
‘cyjnym urzadzenia poziom plynu, ponad kto-
rym znajduje sie przestrzen zawierajaca mie-
‘szanke ‘gazu pomocniczego i par czynnika
chlodniczego, aby ogélne cisnienie w urzadze-
niu dostesowaé do ponujacych temperatur po-
“wietrza chiodzacego. Wynalazek dotyczy réw-
niez urzadzenia do wykenania tego sposobu.
" Znane jest od dawna, Ze ciénienie o0gol-

ne w urzadzeniu chlodniczym absorbecyjnym, -

' pracujacym’ z gazem pomocmiczym i/lub kon-
centracis czyanika chiodniczego w  roztworze
. A .

11 czerwea 1058 r.

(Szweeja).

absorber& powinny sie zmieniaé¢ ze uniangml
temperatury powietrza chtodzgcego, aZeby uzys-
kaé lepszy sprawnoéé i najmnlejsze zusycie na-
kladéw. dotyczacej lodéwki. Pewns regulacje

‘cifnienia  roboczego uzyskuje -sie dotychezas

z pomeca naczynia do wyréwnywania cishienia
zwanego zwykle ~ naczyniem ci$nieniowym,
ktére wlaczone jest miedzy obiegiem -ezynnika
chiodniczego i po stronie splywu w ttk‘tadzle

- skraplacza, ‘a umiesmdny jest w uraqdmeﬂlu

powyzej skraplacza. Znane jest réwnie, aby
do regulacji koncentracii ezynnika ehlodnicnso
w oblegu roztworu wykorzystaé tak rwane na-
czynie do koneentraeji, ktére moze byé w tym
celu skambinowane z mezynlem ahmﬂbujaeym
urzgdzenia.

Umieszczenie naczynia cunieniwe‘o pomzel
skraplacza, eelowe odnoénie dzlatapia, Pposiada

.Jednak pewne wady, na przyklad to, ze poci;ga



za sobg poWigkszenié wysokofci urzadzenia.

Moga réwniez powstaé trudno$ci w wykonaniu
przewodéw do powietrza chlodzacego prowa-
dzacych do’skraplacza i absorbera urzadzenia.
* Wynalazek ma na celu miedzy innymi usunie-
cie- tych wad i jest w tym celu przewaznie
znamienny tym, Zze na powierzchni  roztworu
W' naczyniu absorbcyjnym utrzymywana jest,
przez doprowadzenie przy pewnych tempera-

turach powietrza chlodzgcego — w istocie czys-

tego czynnika chlodzgcego —
z istotnie wiekszg koncentracja czynnika
chlodniczego, niz koncentracja wzbogaconego
roztworu w absorberze, a warstwa gazu znaj-
dujgca sie bezposrednio nad warstwa wymie-
nionego roztworu, posiada cifnienie par czyn-
nika chlodniczego, odpowiadajace w zasadzie
koncentracji czynmka chlodmczego gornej war-
: Stwy s

Do wykonania sposobu stosuje sie konstruk-
cje urzadzenia, ktére w zasadzie odznacza sie
‘tym, ze przewdd z czynnikiem chlodniczym pra-
wie czystym, prowadzi do naczynia absorbeyj-
nego, ktéry polgczony jest ze wspomnianym
naczyniem w ten sposéb — w stosunku do
przewodu doprowadzajgcego, wzbogacony roz-
twér czynnika chlodniczego w absorberze, * ze
co najmniej w pewnych warunkach ruchu
,utrzymywana jest gérna warstwa roztworu
o znacznie wigkszej koncentracji czynnika
c.hlodmczego niz we wzbogaconym roztworze.

~ Wynalazek jest nizej opisany blizej na pod-
stawie przyjetej jako przyklad, pokazanej
schematyeznie na rysunku postaci wykonania
absorbcyjnego urzadzenia chlodniczego, pracu-
jacego z gazem pomocniczym, chlodzonego przez
. powietrze. Réwnocze$nie podane sa réwniez in-
"ne wlasciwosei wynalazku.
.- Rysunek pokazuje absorbcyjne urzgdzenie
-chbodnicze, ktére w znany sposéb napeinione
‘ “jest amoniakiem jako czynnikiem chlodniczym,
woda jako plynem absorbeyjnym i wodorem
Jako gazem pemocniczym, az do odpowiedniego
.ciénienja robogzego, zaleznego od zmian tempe-
.. ratury, ktére przewidziane sg w tym zakresie,
- w jakim lodéwka ma byé stosowana. W wymie-
nionym urzgdzeniu przedsiewziete sg §rodki do
regulowania ci§nienia. Gdyby to nie mialo miej-
. sca, trzebaby bylo urzadzenie napelnié na wyz-
.sze cifnienie. Abstrahujac od szczegéléw, kto-
re wlasnie sq przedmiotem wynalazku, urzadze-
nie chiodnicze pracuje w znany sposéb. Z te-
go powodu jego sposob pracy powinen byé tu
opisany krétko, w zwigzku z czym wynalazek
" powinien byé traktowany szerzej.

gérna warstwa

‘w  ktérej
. utrzymuje sie stup bogatego roztworu. Z tego

Z naczynia absorbcyjnego 10 urzadzenia ply-
nie roztwér bogatego czynnika chlodniczego
przewodem 11 i przewodem wewnetrznym 12
w narzadzie 13 ze zmiang temperatury plynu
do gléwnej rury 14 w warniku urzadzenia,
na zasadzie naczyn polaczonych

slupa z roztworem zasilana jest pompa do obie-

~gu ptynu 15, ktéra na przyklad potaczona
- jest ze wzgledu na Zrédlo ciepla, przez przy-

pawanie z oprawg 16 dla grzejnika elektrycz-
nego — nie pokazanego na rysunku — lub
z kominem dla palnika gazowego lub olejowe-

‘go. Roztwoér tloczony _przez pompe jest ubogi

w czynnik chlqdmczy i zostaje wprowadzo-
ny do rury gléownej 17,. ktéra polaczona jest
przez przewdd zewnetrzny narzadu 13 ze zmia-
ng temperatury plynu i przez przewéd 18 —
z gbrng czeSciag absorbera 19.- Rura gléwna
17 posiada w goérnej czeSci oddzielacz - pary
wodnej 20, z ktdérego para zostaje skierowa-
na przez przew6éd 21 uchodzacy - do gléwnej
rury 14 — do slupa z bogatym roztworem
tam sie znajdujacym tak, ze pary z. pompy
zostaja oczyszczone, zanim zostang doprowa-
dzonhe przez przewdd 22, osuszacz 23 do skra-
placza 24 i 25. Pierwsza cze§¢ skraplacza 24
jest dalszym ciggiem rury parowej 22 i jest
niezebrowana, a druga czes¢ tworzy wezow-
nice 25 zaopatrzona w zepra 26. Czynnik
chtodniczy skroplony w skraplaczu zostaje
skierowany do parnika przez - przewéd 27,
ktory przechodzi w punkcie 29 przez tak zwa-
ng gastone z blachy 28 i prowadzony jest
w tym celu do zmiany temperatury z gazo-
wym przewodem parnika, ktéry lezy za za-
slong, z blachy i stad nie jest widoczny na ry-
sunkir. -

Obieg gazu w urzgdzeniu, obejmuje nie po-
kazany na rysunku parnik, urzadzenie 30, do
zmiany temperatury gazu, przewod 31, ktorym
kierowany jest. bogaty gaz idacy od - parnika
do dolnej czeSci absorbera 19, jak roéwniez
absorber 19. W poprzednio znanych urzgdze-
niach przewdéd 31 jest polgczony z przestrze-
niag gazowa 32 naczynia absorbcyjnego w ta-
kim miejscu w stosunku do dolnego wylotu 33
absorbera 19, ze bogaty strumiehn gazu musi

. plyngé mniej lub wiecej nad powierzchnig piy-

nu w przestrzeni gazowej 32, w ktorej przez

~to ma miejsce pewnego rodzaju - absorbcja.

Naczynie absorbeyjne shuzylo wiec Jako czesé
absorbera.

Przew6d 31 ma miedzy mnymi za zadame
kierowanie bogatego gazu z parnika ido absor-
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bera, na przyklad przez nieznaczng cz¢éé na-
.czynia absorbcyjnego, jak réwniez: odprowa-
dzanie do naczynia absorbcyjnego nadmiaru
plynnego czynnika chlodniczego, wystepujacego
w parniku w pewnych warunkach ruchu. Na-
rysowane . urzgdzenie chlodnicze nie ma szablo-
nowego narzadu ci$nieniowego, lecz tylko prze-
-wéd odpowietrzajacy miedzy obiegiem gazu
i ukladem skraplacza. Gérny koniec przewodg
odpowietrzajacego 34 jest polgczony ze skra-
placzem 25 przez zagieta rure 35, a dolny ko-
niec 36 z przestrzenia gazowa 32 naczynia
absorbcyjnego 10.

"~ Charakterystyczne dla urzadzenia wedlug
wynalazku sg czeSciowo zlacza rur do obiegu
gazu z naczyniem absorbcyjnym 10, cze$ciowo
za§ polaczenie przewodu odpowietrzajacego
z tym naczyniem. Nalezy wspomnieé, Ze prze-
"widuje sie wedlug wynalazku, aby naczynie
"absorbeyjne 10, w narysowanej postaci wyko-
nania, pracowalo jako tak zwane naczynie do
" koncentracji. Urzadzenie posiada termostatycz-
ng regulacje zrédla ciepta w urzadzeniu chlod-
"niczym i ta regulacja winna byé¢ tak wykona-
" na, zeby obieg plynu zostat od czasu do czasu
przerwany. Na rysunku pokazany jest prze-
“wéd 37, ktéry dochodzi przez otwér 38 w za-
- stonie z blachy 28 do odpowiedniego miejsca
" w pomieszczeniu na lodéwke, w ktérym umiesz-
" czony jest nie narysowany czujnik. Impulsy
" czujnika idg przewodem 37 do termostatu 39,
ktéry ‘w narysowanym przykladzie wlaczony
jest do przewodéw 40, miedzy siecia dopro-
wadzajgcq prad i nie narysowanym grzeJmklem
w oprawie 16 warnika.

Naczynie .do koncentracji wykonane jest
w ten spos6b, ze jezeli urzgdzenie chlodnicze
pracuje stale w-bardzo wysokiej temperaturze
pokojowej kolo lodéwki, ciecz
absorbcyjnym otrzymuje na goérnej powierz-
chni ezynnik chlodniczy o duzej koncentracji.
- Obieg gazu pogarsza sie przy wysokich tempe-

" raturach powietrza chtodzgcego z powodu zlej
absorbacji w absorberze i powoduje niezupel-

. 'ne parowanie w parniku, Pewien nadmiar kon-
densatu czynnika chlodniczego plynie nastep-
. nie przez urzadzenie do zmiany temperatury

gazu 30 oraz przewéd 31 do naczynia 10 i zbie- -
. ra sie w wiekszej czeSci na powierzchni cle- -
" czy. Koncentracja czynnika chlodniczego w ma--

" sie cieczy, ktéra plynie przez parnik i absorber,

"zostaje przez to obniZona. Jezeli pézniej tem- -
peratura powietrza otaczajgcego znowu spad- -

* -nie, termostat zostaje wprawlony w ruch, w ce-

ki

W naczyniu -

lu regulacjl ‘temperatury lodéwki i wylacsa

oraz wlgcza Zrédlo ciepla. Urzgdzenie ™ jest
w ten sposéb wykonane, Ze przez wlaczenie

i ‘wylgczenie koncentracja czynnika chlodni-

czego na -powierzchni cieczy - w naczyniu: do

konceéntracji zostaje znacznie obnizona, tak' ze
zamiast tego koncentracja w czeéci obiegowej

roztworu zostaje odpowiednio podniesiona.

Jak to powinno wynikaé z opisu dzialania
przedstawionego urzadzenia, wynalazek' opiera
si¢ w znacznej czeSci na utrzymywaniu kon-
centracji czynnika c¢hlodnicZego w gérmej war-
stwie naczynia absorbcyjnego, ktéra jest znacz-
nie wicksza niz koncentracja czynnika chiod-
niczego bogatego roztworu absorbcyjnego, opusz-
czajgcego absorber, kiedy pochiongt pary czyn-
nika chlodniczego ze wzbogaconej mieszankl
gazu plynacej przez absorber. :

Ta duza koncentracja czynnika chlodniciego
w gornej warstwie masy cieczy w naczyniu
absorbcyjnym moze byé utworzona w myél
wynalazku istotnie w dwojaki sposéb, miano-
wicie najpierw przez to, Ze si¢ zapobiega przez )

‘§rodki odpowiedniego rodzaju, aby tego ro-

dzaju nadmiar praktycznie czystego konden-
satu czynnika chlodniczego, ktéry w pew-
nych wyjatkowych warunkach ruchu ptynie
z parnika do naczynia absorbcyjnego — mie-
szal si¢ z calg masa cieczy w wymienionym
naczyniu, Zamiast tego kondensat gromadzi sie
na powierzchni dlatego, ze strumien roztworu
absorbcyjnego od absorbera do pompy plynie
przez naczynie absorbcyjne bez przemiany cie-

" czy. Powtére nadmiar par czynnika chtodni-

czego, wystepujgcy w skraplaczu w warunkach
ruchu jeszcze wiecej utrudnionych, 2zostaje
skierowany do naczynia absorbcyjnego tak, ze
nad jego powierzchnig cieczy tworzy si¢ oblok
par czynnika chiodniczego o duzym cze$ciowym

ci$nieniu, ktére od miejsca doplywu pary roz-

szerza sie¢ powoli- do pozostalego- obiegu gazu,
na skutek przesuwania si¢ mieszanki gazu za-
wierajacej gaz pomocniczy w przestrzeni ga-
zowej naczynia. Oblok par przeciska si¢ w ten
spos6b powoli przez m.nierza lub wiekszq
czesé przestrzeni gazowej w naczyniu absorb-
cyjnym. Przy tym gorna powierzchnia masy
cieczy zostaje nasycona, poniewaz oblok’ par
sklada sie praktycznie z czystej pary czyn-
nika chlodniczego. Przy zalozeniu, ze gérna
warstwa w istocie zatrzymuje wysoka koncen-
tracje czynnika chlodniczego, przesuwanie sie
mieszanki gazu w przestrzem parowej przez
oblok pary, pocigga za sobg pozadany wzrost
ci$nienia ogolnego w urzadzeniu w wymienio-



. mych warunkach ruchu. Rozehodzi si¢ miano-

‘wicie. 0 objetofé gazn w przestrzeni gazowej
32,- ktbra dostosowana jest w stosunku do
-objetosei pozostalego obiegu gazu, tak ze duze

-zmiany czesclowego ciénienia pary . czynnika

cchlodniczego w przestrzeni gazowej pociagaja za
.3obg pozagdany wzrost ciSnienia w. ogble,
a przez. to réwniez ogélnege ciSnienia w urza-
;. Jako przyklad stosunkéw podaje sie tutaj
krétko dane z dzialania aparatu w dwu roéz-
.nych warunkach ruchu, z rdznigecymi sie¢ od
.siebie temperaturami powietrza chlodzgcego.
W t{emperaturach pokojowych 20° i 35°C
.utrzymywane zostaja koncentracje czynnika
_chlodniczego w goérnej warstwie naczynia
. absorbcyjnego, mniej wxecej w  wysokos$ci
40% i 70%, — jezeli naczynie wykonane zo-
stalo w celu dokonywania  zmian koncentracji
w urzadzeniu. Z diagramu ci$nienia pary od-
povnedmego roztworu amoniaku i pary wy-
nika, Ze ciSnienie czeSciowe pary czynnka
chlodmczego nad ciecza wynosi w nizszej tem-
_p.eraturze 1,5 kg/em?, a w wyzszej temperatu-
_rze okolo 8 kg/cm? Zdarzaja sie jeszcze wig-
ksze koncentracje, a przy wysokich tempera-
turach pokojowych moze nastgpi¢é nawet po-
dwo;eme wymienionego ostatnio ciSnienia. Je-
“zeli w tych okoliczno§ciach pochlonieta zosta-
"nie para czynnika chlodniczego w warstwie
gomej, temperatura podmesm si¢ i osiggnie
' jeszcze znaezniejszy wzrost cisnienia.
_ Azeby wykorzysta¢ te stosunki, droga obie-
- gu gazu w stosunku do naczynia do koncen-
tracji zostaje w ten sposéb wykonana, ze oba
_ zlgcza przewodow 31 i 19 zostaja przelozone
" blisko siebie tak, Ze nie ma albo tez jest tyl-
" ko. nieznaczny przeplyw gazu przez naczynie.
| Zlgcza obu przewodéw 31 i 19 mogg byé wy-

" konane na przyklad na jednym koficu prze-

strzeni gazowej 32. Przew6d 31 moze byé
" polaczony réwniez z przewodem 19 zewngtrz
" naczynia 10, jezeli zamierza sie tylko, aby
" wprowadzié do naczynia ewentualny nadmiar
" kondensatu czynnika chlodniczego plynacego
z parnika. Przew6d 34 do wyréwnania ci§nie-
nia jest polgczony w tym celu z przeawlegla
czeScia przestrzeni gazowej 32.

W konstrukcji urzgdzenia wedlug wynalaz-
" ku nie potrzeba przeto liczyé sie ze specjal-
" ng wysokoScia naczynia ci$nieniowego lezace-
go ponad skraplaczem, ktéry lezy na drodze po-

" wietrza chlodzacego do absorbera i skrapla- .
- cza. Koszty materialu i robocizny do budo- .
~ wy takiego specjalnego narzadu ciénieniowego .

‘sprawnos$é rzeczonego urzgdzenia,
.mozliwe jest dostosowanie urzadzenia do réz-
nych temperatur powietrza chiodzgcego.

odpadajg rowniez, Urzydzenie ‘mote - byé na-
pelnione .na mnajnizsze ciSnienie robocze, kt6-
re odpowiada w podwyiszonej temperaturze
wlasciwemu wyzszemu ciSnieniu. Na.  koniec
zastosowanie wynalazku moze pociagnaé za
soba - niskie zuiycie skladnikéw i wiekszg

poniewaz

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb dostosowania ogélnego .ci§nienia do
panujacej temperatury powietrza chlodzg-
cego w chiodniczych urzadzeniach absorb-
cyjnych, pracujacych z gazem pomocni-
czym, chlodzonych powietrzem, w ktérych
roztwor absorbcyjny plynie pod wlasnym
clezarem przez absorber urzgdzenia, wyko-
nany w tym celu jako wezownica z rur
i w naczyniu absorbcyjnym urzadzenia

_ utrzymuje wysoko$¢ cieczy, nad ktérg znaj-

uje sie przestrzen gazowa, zéwierajaca
mieszanke¢ gazu pomocniczego i par czyn-
nika chlodniczego, znamienny tym, ze
w masie cieczy naczynia absorbeyjnego
utrzymuje siq, na skutek doplywu w pew-
nych temperaturach powietrza chlodzgcego,
gérna warstwa zasadniczo. czystego czyn-
nika chlodniczego o znacznie Wiekszej kon-
centracji czynnika chlodniczego, jak ta
koncentracja wzbogaconego roztworu w ab-
sorberze, a warstwa gazu, znajdujgca sie
bezposrednio nad wymieniong powierzchnig
cieczy, posiada zasadniczo ci§nienie cze$-
ciwe par czynnika chlodniczego, odpowiada-
dajgce koncentracji czynnika chlodnicze-
g0 w gérnej warstwie.

2. Sposéb wedtug zastrz. 1, znamienny tym,
Ze gbérna warstwa w naczyniu. absorbeyj-
nym, wzbogacona w czynnik chlodniczy,
tworzy sie¢ na skutek doplywu nadmiaru
plynnego czynnika chtodniczego powstaja-
cego w .parniku.

3. Spos6b wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny

- tym, ze gérna warstwa w naczyniu absorb-
tyjnym, wzbogacona w czynnik chlodniczy,
tworzy sie . na skutek doplywu do prze-
strzeni gazowej Wwymienionego naczynia
nadmiaru par czynnika chtodniczego wy-
stepujacego w skraplaczu.

4. Sposéb wedlug zastrz. 1—3, znamienny tym,
ze gaz wzbogacony w pary czynnika chlod-
niczego plynacy z parnika, doprowadza sie
do absorbera z ‘niezmienionym zasadniczo
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czgSciowym ciSnienem wymienionych par.
Sposéb wedlug zastrz. 1, znamienny tym,
ze przy podniesieniu temperatury powietrza
chlodzgcego doprowadza sie¢ do masy cie-
czy w naczyniu absorbecyjnym kondensat
czynnika chlodniczego i w ten spos6b gro-
madzi, ze koncentracja czynnika chtodni-
czego w gérnej warstwie cieczy rosnie ponad
koncentracje roztworu wzbogaconego w ab-
sorberze i ze warstwa gazu znajdujaca sie
nad warstwg wymienionej cieczy otrzymu-
je ci$nienie cze$ciowe par czynnika chlod-
niczego, odpowiadajgce koncentracji czyn-
nika chtodniczego goérnej warstwy cieczy.
Spos6éb wedlug zastrz. 5, znamienny tym,
ze przy podniesieniu temperatur powietrza
chlodzgcego w urzadzeniach absorbcyjnych,
chtodniczych i sterowanych termostatycz-
nie, w ktorych zrédlo ciepla urzadzenia
jest stale wlgczone przez termostat, kon-
densat czynnika chlodniczego doprowadza
sie do masy cieczy i tam gromadzi w ten

spos6b, ze koncentracja czynnika chlodni-

czego w goérnej warstwie cieczy podnosi
sie do warto§ci miedzy koncentracjg i na-
syceniem roztworu wzbogaconego w absor-
berze.

Urzadzenie absorbcyjne z gazem pomoc-
niczym do wykonania sposobu wedlug zastrz.
1—6, z naczyniem gromadzacym bogaty
roztwér absorbeyjny, nad - ktérego wolng
powierzchnig cieczy znajduje si¢ przestrzen
gazowa zawierajgca gaz pomocniczy i pa-
ry czynnika chlodniczego i z ktérego to
naczynia doprowadza si¢ do pompy obie-
gowej dla cieczy roztwér absorbeyjny,
wzbogacony w czynnik chlodniczy, znamien-

ny tym, Ze przewodem prowadzacym do
naczynia absorbcyjnego — plynie zasadni- |
ktéry to-

czo czysty czynnik chlodniczy,
przew6d polaczony jest z wymienionym na-
czyniem, w stosunku do przewodu dopro-
wadzajacego z absorbera wzbogacony roz-
twér absorbcyjny w ten sposéb, ze w na-
czyniu utrzymuje sie, przynajmniej pod
pewnymi warunkami ruchu, goérna warst-

. wa cieczy z zasadniczo wiekszg koncentra-

cjg czynnika chlodniczego niz koncentracja

10.

wzbogaconego roztworu.

Urzadzenie - absorbcyjne wedlug zastrz. 7
znamienne tym, ze posiada przestrzen do
oddzielania .gazu umieszczong w tym celu
w naczyniu absorbcyjnym, w .ktérej roz-
twoér absorbeyjny wzbogacony w czynnik
chiodniczy plynacy z absorbera, zostaje. od-
dzielony od gazu pomocniczego plyngcego
do absorbera, wzbogaconego réwniez w
czynnik chtodniczy i zostaje doprowadzo-
ny do pompy obiegowei dla cieczy z kon-
centracja zasadniczo niezmieniong przy-
najmniej w normalnej temperaturze po-
wietrza chlodzgcego.

Urzadzeme absorbcyjne wedlug zastrz. 7—8
znamienne tym, Ze miejsce doplywu gazu
pomocniczego . wzbogaconego w czynnik
chtodniczy, plyngcego do przestrzeni do
oddzielania gazu z parnika do absorbera,
lezy tak blisko ujScia wezownicy absor-
bera, ze bogata mieszanka gazu, plynaca
do absorbera wpitywa tylko nieznacznie na

. koncentracj¢ czynnika chlodniczego w gor-

nej. .. warstwie, szczegOllnie wzbogaconej
w- czynmk chlodniczy znajdujgcej sie na
powierzchni cieczy.

Urzadzenie absorbcyjne wedlug zastrz, 7—89,
znamienne tym, ze posiada przewéd odpo-
wietrzajacy do par czynnika chtodniczego,
nieskroplonych w skraplaczu przy wyso-
kiej temperaturze powietrza chtodzdtego,
ktéory to przewdd polgczony jest z takg
czeScig przestrzeni gazowej naczynia absorb-
cyjnego, ze pary czynnika chiodniczego.za-
sadniczo czyste, wplywajgce przez przewod
odpowietrzajacy, tworzg oblok w wymie-
nionej przestrzeni gazowej, ktéry podgczas
nasycania gérnej warstwy w masie cieczy
w naczyniu absorbcyjnym wyciska powoli
mieszanke gazu uboiszag W pary czynnika
chlodniczego, znajdujgcg sie nad wymie-
niona masg cieczy i przez to powoduje
wzrost ogélnego ci$nienia w urzadzeniu.

Aktiebolaget Electrolux
Zastepca: mgr Jozef Kaminski
rzecznik patentowy
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